
東京応化  A t  a  G l a n c e

TOKアメリカ社

本社・5工場・2事業所
流通センター

・本社（9拠点）　
・連結従業員数1,244名

・現地法人1社（2拠点）　
・連結従業員数124名

* 2017年度より、決算期を3月31日から12月31日に変更しています。

* その他：ヨーロッパ、シンガポールなど
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台湾東應化社

・現地法人1社（3拠点）　
・連結従業員数196名

台湾

事業ポートフォリオ
先端領域を中心に足元の収益を牽引する「材料事業」、また、同事業との相乗効果を活かしながら、
ニッチ分野で新たな領域を開拓する「装置事業」を展開しています。

グローバル展開
半導体分野に軸足を置き、顧客密着戦略に注力してきた結果、海外売上高比率が
10年前に比べ大幅に上昇し、近年は75%前後で推移しています。

装置事業

エレクトロニクス機能材料 プロセス機器高純度化学薬品
フォトレジスト
半導体やパネルなどの微細加工
に必要不可欠な材料

半導体製造用装置
半導体の3次元実装プロセスや、パワー半導体向け薄片化
プロセスの大幅な効率化を可能にするウエハハンドリング
システム「Zero Newton®」等

高純度化学薬品
世界最高水準の純度を実現した
洗浄液、シンナー、現像液等

M a t e r i a l s E q u i p m e n t

収益ドライバー
として、高付加
価値製品を展開

材料事業との
相乗効果を活か
し、市場ニーズ 
     を先取り

事業部門別 リスクと機会 
→P65、P69ご参照

M&E
（Materials & Equipment）戦略
半導体の2次元、3次元の全方位での

価値創造を強化

パネル用プロセス装置
フレキシブル有機ELパネル等に用いるUVキュア（紫外線硬化）
装置、高精度のコーティングを行うことができる塗布装置の
ほか、R&D用塗布装置等の各種プロセス機器等 ※従業員数は2020年12月31日現在

TOK尖端材料社

・現地法人1社（1拠点）　
・連結従業員数127名

韓国
・現地法人2社（2拠点）　
・連結従業員数40名

中国

TOK中国社

長春應化（常熟）社

高密度実装材料
半導体の微細化の進展に伴う
配線の多層化に対応する、
パッケージ用フォトレジストや
MEMS材料等

無機・有機化学薬品
様々な産業分野で利用され
ている化学薬品

2020年12月期
連結売上高

1,175億円
2020年12月期
連結売上高

1,175億円

材料事業

海外売上高比率

78.9％

0.2%

その他

56.0%

材料事業：エレクトロニクス機能材料

2.4%

装置事業

41.4%

材料事業：高純度化学薬品
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東京応化  A t  a  G l a n c e

半導体
製造分野

半導体製造ライン等
パネル製造ライン等

半導体
パッケージ
製造分野

イメージセンサー
MEMS
製造分野

3次元
実装分野

製品ポートフォリオ
半導体製造の「前工程」と「後工程」の双方に得意とするニッチな領域を持ち、微細化と3次元化の双方
に強みを有しています。また、非感光性材料である高純度化学薬品や装置分野でも、最先端の価値を
提供しています。

主な対象市場／アプリケーション／最終製品等
東京応化の製品は全てBtoB事業によるものであり、当社の製品が日常において人々の目に触れるこ
とはありませんが、最終製品の進化に欠かせない材料として、様々なイノベーションや社会的課題の
解決に貢献しています。

ウエハレベルCSP用
フォトレジスト

バンプ形成用
フォトレジスト

接着剤3次元実装用装置
Zero Newton®

 マイクロレンズ用
フォトレジスト

リストオフ用
フォトレジスト

感光性
永久膜材料

EB（電子ビーム）用
フォトレジスト

保護膜材料

KrF用
フォトレジスト

自己組織化材料
（DSA）

層間絶縁膜

g線・i線用
フォトレジスト

ArF用
フォトレジスト

拡散剤

プラズマアッシング
装置

EUV用
フォトレジスト

* 2020年の見込み出荷数量シェア（出典：富士キメラ総研『2020 先端／注目半導体関連市場の現状と将来展望』）

高純度
化学薬品

剥離液

シンナー

無機化学薬品

現像液

有機化学薬品

表面改質剤

洗浄液

パネル
製造分野 高信頼性

透明材料

カラーフィルター用
フォトレジスト UVキュア装置

有機EL用
フォトレジスト

TFT用
フォトレジスト

テレビ
各種パネル
スマートフォン
タブレット端末

スマートフォン
タブレット端末
パソコン

ウエアラブル端末

大容量サーバー
スーパーコンピュータ

ゲーム機等

IoT
AI

自動運転・ADAS
ロボティクス

再生可能
エネルギー設備
エコカー等

VALUE

VALUE

貢献する
SDGs

Global 
No.1*

Global 
No.1*

Global 
No.1*

高性能化
省電力化
小型化

高性能化
高精細化
省電力化
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